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Urzadzenie do oczyszczania materialow
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Przedmiotem wymalazku jest urzadzenie do o-
czyszczania materialéw, znajdujace zastosowanie
w laboratoriach chemicznych i technologicznych
do oczyszczania badanych materialéw z obcych
niepozadanych materiatéw.

Znane sa urzadzenia, kt6re skladajg sie zazwy-
czaj z pieca, w ktérym umieszczona jest rura
préznioszczelna. W rurze znajduje sie ampula lub
t6dka z odpowiednio uprofilowanym dnem, w kt6-
rej koficu zwanym wyparnikiem umieszczony jest
material, ktéry ma podlegaé procesowi oczysz-
czania.

W rurze wytwarza sie podci$nienie albo usuwa
sie powietrze i wprowadza odpowiedni dla da-
nego procesu technologicznego gaz, kontrolujac jed-
noczes$nie jego ci$nienie lub zapewmiajagc wymaga-
na predko§é jego przeplywu przez rure. Istotne
znaczenie dla procesu oczyszczania ma rozklad
temperatury wytworzonej przez piec, wzdluz am-
puly. Oczyszczanie materialu znajdujacego sie w
ampule odbywa sie na zasadzie destylacji oraz su-
blimacji molekularnej i stosuje sie je dla mate-
rialéw, ktérych punkty wrzenia zanieczyszczefi i
oczyszczanego materialu sg dostatecznie oddalone
od siebie.

Wadg znanych urzadzeh jest stosowanie w nich
piecébw 2z nieprzezroczystymi ostonami  odblasko-
wymi i termoizolujacymi, co uniemozliwia obser-
wacje wizualng procesu oczyszczania.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tej nie-
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dogodnoéci przez zastgpienie pieca konwencjonal-
nego piecem z przezroczystym elementem grzej-
nym. Przezroczyste warstwy oporowe znane s3
miedzy innymi z polskiego opisu patentowego nr
44523. Warstwy wykonane na bazie dwutlenku
cyny czy tez tr6jtlenku indu wykorzystuje sie ja-
ko elementy grzejne w urzadzeniach, np. w sprze-
cie chemicznym, jako odszraniacze szyb w samo-
chodach, promienniki podczerwieni.

Urzadzenie wedlug wynalazku posiada piec wy-

konany z rury kwarcowej z naniesiong na nig
cienkg przezroczysta warstwa elekiroprzewodzacq.
Warstwa ta sklada sie z dwutlenku cyny SnOs
domieszkowanego antymonmem Sb. Piec posiada
warstwe grzejng podzielong na dwie odizolowane
od siebie czeéci, co zapewnia uzyskanie zgdanego
rozkladu temperatury. W innej wersji piec sktada
sie z dwéch rur o ré&nych Srednicach usytuowa-
nych wzgledem siebie wspélosiowo z mozliwoscig
wzajemnego osiowego przemieszczania.
- Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na kt6rym fig. 1
przedstawia urzadzenie w przekroju wzdluinym,
a fig. 2 drugg wersje urzadzenia w przekroju
wadbuznym.

Urzadzenie (fig. 1) sklada sie z pleca zbudowa-
nego z rury kwarcowej 1, na ktérej naniesione
sa dwie odizolowane od siebie warstwy grzejne
2 i 3. Warstwy grzejne 2 i 3 skladaja sie z cien-
kich rzedu 1 mikrometra przezroczystych warstw
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elektroprzewodzacych 4, wykonanych z dwutlenku
cyny SnOs: domieszkowanego antymonem  Sb.
Warstwe te mozna traktowaé jako polikrystalicz-
ny lub bezpostaciowy material péiprzewodnikowy,
o bardzo malej wartoéci przerwy elektrycznej cha-
rakteryzujacej sie przewodnoscia wlasciwa w tem-
peraturze pokojowej rzedu 10—1—10%/om - centy-
metr/~1. Warstwy elektroprzewodzace 4 naniesio-
ne sa na rure kwarcowa 1 metoda pizohydrolitycz-
ng i cechuja sie transmisjg $§wiatla w obszarze
widzialnym okolo 80%. Oporno$é wilasciwag tych
warstw mozna zmieniaé w zaleznosci od potrzeb,
stosujac odpowiedni proces technologiczny ich
" otrzymywania. Warstwy elektroprzewodzace 4 po-
laczone sa z elektrodami 5 do podlaczenia zréd-
la pradu. Wewnatrz rury kwarcowej 1 umiesz-
czona jest rura préinioszczelna 6 zakonhczona szli-
fem prézniowym .7, stluzagcym do polaczenia z u-
kladem prézniowym. W rurze préinioszczelnej 6
znajduje sie ampula 8 z materialem oczyszczo-
nym. W drugiej wersji (fig. 2) urzadzenie sklada
sie z pieca zlozonego z dwé6ch rur kwarcowych 1
o réznej $rednicy ulozonych wspélosiowo, z moz-
liwosécia wzajemnego osiowego przemieszczamia.
W rurze préznioszczelnej 6 wytwarza sie pod-
ci$nienie i jednoczeénie poddaje sie ogrzewaniu
przy pomocy pieca, ktérego warstwy elektroprze-
wodzgce 4 podlgczone sg do Zrbédia pradu.
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Wtlasciwy rozklad temperatury w rurze préznio-
szczelnej 6 wzdtuz umieszczonej w niej amputy 8
z materialemn oczyszczanym, zapewmia sie przez
kolejne wilaczanie warstw grzejnych 2 i 3 albo
przez przesuwanie wzdluz osi rur kwarcowych 1.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do oczyszczania materiatéw,
zwlaszcza metoda destylacji molekularnej, sklada-
jace sie z pieca zawierajacego wewnatrz rure
préznioszczelna, w ktérej umieszczony jest po-
jemnik z oczyszczonym materialem, znamienne
tym, ze piec wykonany jest z rury kwarcowej (1),
na ktéra naniesiona jest przezroczysta warstwa
elektroprzewodzaca (4) dwutlenku cyny SnO; do-
mieszZkowanego antymonem Sb otrzymana metoda
pizohydrolityczng.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne f{ym,
2e piec posiada dwie strefy grzejne (2, 3) odizo-
lowane od siebie, nalozone na jedng rure kwar-
cowa (1). :

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze piec sklada sie z dwéch rur kwarcowych (1) o
réznych $rednicach utozonych wzgledem siebie
wspoélosiowo, z mozliwoécia wzajemnego osiowego
przemieszczania.
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